
                  

   

 

Público 

 

 

Considerando a parceria estabelecida entre o Sebrae RJ e a Abit (Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção) para a viabilização do subsídio do estande na feira Coterie NY 2025, conforme 

estabelecido no item 9.11: “9.11. O SEBRAE/RJ irá subsidiar em até 35% do chão de Feira na Coterie, 

em parceria com a ABIT/ApexBrasil, que irá subsidiar em até 65% do estande individual de cada marca 

expositora.”; 

Considerando que as empresas selecionadas pelo Sebrae/RJ na modalidade de exposição também 

necessitarão de aprovação da ABIT, e, caso não sejam aprovadas, estarão automaticamente inscritas 

na modalidade de prospecção; 

Considerando a previsão do item 10.7 que estabelece: “10.7.O Sebrae/RJ poderá alterar o Programa 

da Missão e a carga horária da Capacitação definidos nesse Edital, interromper ou suspender a 

execução desta ação, com prévia comunicação aos participantes.”; 

 

A Missão Prospectiva de Moda à Nova York - Participação nas Feiras Coterie e Magic NY 2025 irá 

alterar o cronograma da modalidade de exposição. 

 

 

 

 

 

 

  
EDITAL Nº 04/2025 

Sebrae/RJ – CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS 

PARA A “MISSÃO PROSPECTIVA DE MODA À NOVA YORK – PARTICIPAÇÃO NAS FEIRAS COTERIE 

E MAGIC 2025”. 

 

Comunicado 11 

 Alteração no cronograma da modalidade de exposição 



                  

   

 

Público 

Segue abaixo o novo cronograma contemplando o adiamento do resultado final e etapas 

subsequentes da modalidade de exposição do Edital nº 04/2025 SEBRAE/RJ: 

 

Data Atividade 

07/04/2025 Lançamento do Edital  

07/04 a 23/04/2025 Inscrições 

25/04/2025 Divulgação do resultado 

29/05/2025 Recursos 

15/07/2025 Divulgação do resultado final 

15/07 a 21/07/2025 Pagamento da Taxa de Inscrição 

15/07 a 21/07/2025 Envio do Termo de Adesão 

Até 21/07/2025 Envio de comprovante de pagamento 

01/08 a 31/08/2025 Capacitações para a Missão 

09/09 a 17/09/2025 Realização Missão 

 

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2025. 


